THERMAL CTP PLATE

Toro TPH dwuwarstwowa Thermal Plate

Typ plyty
Zastosowanie
Podtoze

Grubosci

Czulo$¢ spektralna

Naswietlarka

Wymagana sifa lasera

Reprodukcja punktu
Potencjat FM
Wywolywarki

Wywolywanie

Naktad

Filtr ciemniowy
Przechowywanie

Pakowanie

Plyta offsetowa termiczna. Pozytywowa, do technologii
termicznej.

Druk offsetowy, druk zwjowy

Elektrochemicznie ziarnowane i anodyzowane podtoze
aluminiowe

0.15/0.20/0.25/0.30/0.40mm

800-850nm

Kompatybilny ze wszystkimi naswietlarkami ptyt termicznych na
rynku

100-140 mj/cm?® — w zalezno$ci od rodzaju nagwietlarki i
warunkéw wywolywania

1-99% 2001pi — w zalezno$ci od rozdzielczo$ci naswietlarki
10-mikronéw stochastycznych
Kompatybilny ze wszystkimi wywotarkami na rynku.

Temperatura wywotywania: 24 + 1 °C
Czas wywolywania: 25+ 5s
Dynamiczne uzupetnianie: 110-130 ml / m2

Do 550 000 wypalonych ptyt

50 000 wyswietlen przy druku UV

300 000 wyswietlen przy druku farbami konwencjonalnymi
Rzeczywista dhugo$¢ przebiegu bedzie r6zni¢ sie w zaleznosci od
warunkéw drukowania,papieru, atramentu, chemii.

Obstuga w $wietle dziennym lub zéttym. Unika¢ mocnego
Swiatla.

18 miesiecy w zalecanych warunkach przechowywania

0,15mm — 100 szt/op
0,30mm — 50szt/op



